
主催：SICさがみはら産業創造センター�

⽇日付：平成27年年６⽉月11⽇日（⽊木）17:30-‐‑‒19:00（個別相談会 　19:00〜～）�
対象：SICの⼊入居企業様※SIC⼊入居者以外の「ものづくり企業」様もご参加可能
ですので是⾮非ご参加ください。�
費⽤用：無料料�
定員：20名（社）（先着順）�
会場：さがみはら産業創造センターSIC-‐‑‒2会議室�
（相模原市緑区⻄西橋本5-‐‑‒4-‐‑‒30）�

下記によりFAX(042-‐‑‒770-‐‑‒9077)かホームページ(www.sic-‐‑‒sagamihgara.jp)
または電話(042-‐‑‒770-‐‑‒9119)にてお申込み下さい。�

※個⼈人情報の取り扱いについて・ご記⼊入いただいた個⼈人情報はSIC事業に関する情報提供と参加者募集のご案内、ご連絡に利利⽤用させていただきます。
個⼈人情報は取扱い⽬目的以外に利利⽤用したり第三者に提供する事はありません。�
＜お問い合わせ＞�
SICさがみはら産業創造センター（担当：飯⼭山・五島）〒252-‐‑‒0131 　神奈奈川県相模原市緑区⻄西橋本5-‐‑‒4-‐‑‒21�
TEL042-‐‑‒770-‐‑‒9119  FAX  042-‐‑‒770-‐‑‒9077    http://www.sic-‐‑‒sagamihara.jp�

The  HINT22（SICミニセミナー）開催のお知らせ（個別相談会併催）�

会社名 役職・氏
名 

所在地 個別相談
　 

希望する・希望しない	
  

連絡先 TEL　　　　　　　　　　　
FAX 

E-­‐mail 

知財(初級編)�

【内容】�
 　近年年、⾃自社が開発した技術や培ってきたトレードマークやサービスマーク等の知的財産
を保護していないために、他社から訴訟を起こされたり、模倣されるケースが少なくあり
ません。それは、国内のみならず海外事業を展開する企業にとっても⼤大きなリスク要因の
⼀一つになっています。�
 　今回のセミナーでは、国内外の係争事例例等を紹介しながら知的財産を保護するための効
果的な戦略略をお伝えするとともに、是⾮非知っておきたい費⽤用の負担軽減制度度や国際特許出
願制度度等についてもご紹介します。�
�
「効果的な知的財産戦略略」�
 　・係争事件を踏まえた対応策�
 　・発明の戦略略的な保護�
 　・先願調査�
「知っておきたい知的財産制度度」�
 　・費⽤用の負担軽減制度度�
 　・早期審査�
 　・外国で権利利を取得するための制度度�

第１部（17：30-‐‑‒19：00）�

�
�
�
�
�
講師やSICスタッフが個別の相談に応じます。�
�
�
�
�
�

「効果的な知的財産戦略略  &�
 　 　 　知っておきたい知的財産制度度」�

第２部（19：00-‐‑‒）：個別相談会�

【講師】特許業務法人大貫小竹国際特許事務所�
http://www.ohnukikotake-ipo.com/�

代表  弁理士　�
      大貫  和保　氏�

�
四野宮　隆紘　氏�


